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Resumo

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da combinagdo de fotoiniciadores Norrish tipo | e Il na eficiéncia de
polimerizacdo de resinas odontoldgicas. Para tanto, uma resina experimental modelo foi manipulada com diferentes
sistemas fotoiniciadores: Norrish tipo I, 6xido mono-alquil fosfinico (TPO); Norrish tipo Il, canforquinona (CQ); ou sua
combinacdo, CQ e TPO, em propor¢cdo molar de 1:1. Para avaliacdo do consumo de cada sistema fotoiniciador isolado
ou em conjunto, analise por espectrometria de absorbancia no UV-visivel foi realizada antes e ap6s a polimerizagéo. A
eficiéncia de cura foi analisada por meio da avaliagdo do grau de conversdo por espectrometria Raman, e a elugdo de
mondmeros por andlise de ressonancia nuclear magnética. Os dados foram tratados estatisticamente utilizando analise
de varidncia com um fator e teste de Tukey (0=0,05; #3=0.2). A combinagdo CQ e TPO aumentou o consumo do sistema
de fotoiniciagdo em comparacdo a CQ isoladamente (p<0.001), e manteve o consumo em comparacdo ao TPO
isoladamente (p=0.52). Nao houve diferenca entre o grau de conversao das resinas odontolégicas independente do
sistema fotoiniciador (p=0.81). A elucdo de mondmeros foi reduzida quando os fotoiniciadores CQ e TPO foram
combinados. TPO promoveu a maior elugdo de monémeros dentre os sistemas fotoiniciadores testados. Portanto, foi
possivel concluir que a combinacéo dos sistemas fotoiniciadores parece ser benéfica para eficiéncia de polimerizagao de
resinas odontolégicas.
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|ntl’0dug§_0 Tabela 2 - Sistema de fotoiniciagdo das resinas odontoldgicas.
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da combinagéo Sistema  Proporg&o Molar Concentragdo em peso %
de fotoiniciadores Norrish tipo | e Il na eficiéncia de Fotoiniciador €Q:TPO c EDMAB TPO
polimerizac¢éo de resinas odontologicas. cQ 10 0.2 0.2 0
TPO 0:1 0 0 0.4
€Q:TPO 1:1 0.1 0.1 0.2

Resultados e Discusséo
A combinacdo CQ e TPO aumentou o consumo do

Peso molecular da CQ = 166,22 g/Mol, EBMAB = 193,98 g/Mol e TPO = 348,37.

sistema de fotoiniciacdo em comparacdo a CQ Tabela 3 - Consumo percentual de CQ e TPO das resinas odontolégicas

isoladamente (p<0.001), e manteve 0 consumo em contendo os diferentes sistemas de fotoiniciagdo.

comparagao ao TPO isoladamente (p=q.52). Nao ho_uve Sistema Fotoiniciador Consumo de CQ (%) | Consumo de TPO (%)

diferenca entre o grau de conversdo das resinas cQ 28,00 (3,0) B R

odontol6gicas  independente do sistema fotoiniciador TPO _ 49,00 (12,0) A

(p-Q.E_;l). A elucdo de mondmeros foi reduz@a guando os cQ:TPO 54,00 (3,0) A 51,00 (4,0)A

fotoiniciadores CQ e TPO foram combinados. TPO

promoveu a maiOI’ e|u<;50 de monémeros dentre 0Ss Tabela 4 - Propriedades das resinas odontoldgicas quando adicionadas de particulas de carga.

sistemas fotoiniciadores testados. Sistema Grau de Converséo Lixiviagéo de mondmeros (ug/ml)

Fotoiniciador (%) Bis-GMA  Bis-EMA UDMA TEGDMA Total
ca 51,50(2,3)A 0,752 1,698 0,286 0,264 3

60 4 1€Q:1TPO 51,45(3,5)A 0,49 1,03 0 0,68 2,2
50 35 PO 50,70 (2,9)A 8,822 3,641 0 1,337 13,8
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Dessa forma, foi possivel concluir que a combinacdo dos

sistemas fotoiniciadores parece ser benéfica para

eficiéncia de polimerizagdo de resinas odontoldgicas.
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Figura 1. Absorbancia dos fotoiniciadores dentro do A bolsa de iniciacdo cientifica do PIBIC apoiada pelo

espectro de irradiacéo da fonte de luz multi-wave. Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tabela 1 - Composigdo das resinas odontoldgicas. TeCI’l0|OgICO
Material Produto Concentragdo em peso % Fabricante
Bis-GMA 25
N Bis-EMA 34,5 . . "
0S UDMA 34,5 Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA
TEGDMA 6
Particulas Silica 0,05 um 13 Nippon Aerosil Co Ltd, Téquio, Japdo
de carga Vidro BaBSiO2 0,7um 52 Esstech Inc, Essington, PA, EUA
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